






























































专利名称(译) 彩膜基板及其制作方法、以及液晶面板

公开(公告)号 CN103257482B 公开(公告)日 2015-08-12

申请号 CN201310088374.9 申请日 2013-03-19
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[标]发明人 杨瑞智
林准焕
张俊瑞

发明人 杨瑞智
林准焕
张俊瑞

IPC分类号 G02F1/1339 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/133516 G02F1/13394 G02F2001/13396 G02F1/133514

代理人(译) 罗建民
陈源

审查员(译) 李伟超

其他公开文献 CN103257482A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种彩膜基板及其制作方法、以及包含该彩膜基板的液晶面
板，其中，彩膜基板的制备方法包括如下步骤：1）在第一基板上隔垫物
的设计位置处设置底垫；2）在所述底垫上以及所述第一基板上未设底垫
的隔垫物的其他设计位置处分别设置隔垫物，从而形成具有不同高度的
隔垫物；或者，所述底垫具有两种或多种不同的高度，在所述不同高度
的底垫上分别设置隔垫物，从而形成具有不同高度的隔垫物。该制作方
法能够使隔垫物形成多种高度差、且制作成本低。
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